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(54) Sposób sterowania
urządzenia rozpylającego 

(57) Sposób znajdujący zastosowanie w procesie nanosze­
nia metodą rozpylania jonowego cienkich warstw metalicznych i 
niemetalicznych na róŜnego rodzaju podłoŜach polega na zasila­
niu  urządzenia rozpylającego (1) z zasilacza 
(2) o charakterze źródła prądu i utrzymywaniu wartości prądu rze­
czywistego płynącego pomiędzy elektrodami urządzenia rozpy­
lającego (1) na zadanym poziomie za pomocą układu regulacji 
prądu, stanowiącego integralną część zasilacza (2) oraz kontro­
lowaniu napięcia między tymi elektrodami. Sposób charakte­
ryzuje się tym, Ŝe w czasie normalnej pracy magnetronowego 
urządzenia rozpylającego (1 ) za pomocą komparatora (7) mierzy 
się napięcie  pomiędzy anodą i katodą tego urządzenia (1) i 
porównuje z napięciem progowym  o wartości równej połowie 
napięcia pracy danego procesu rozpylania, a gdy wartość
rzonego napięcia (U*) osiąga wartość mniejszą od napięcia pro­
gowego (Up), wówczas za pomocą uzyskiwanego sygnału 
przekroczenia napięcia blokuje się sygnał sterujący dla regula­
tora prądu  za pomocą którego zmniejsza się wartość prądu 
rzeczywistego do zera. Po osiągnięciu przez prąd rzeczywisty 
wartości równej zero utrzymuje się ten stan za pomocą układu za­
dawania prądu (5) przez okres czasu potrzebny dla dejonizacji 
gazu w obszarze wyładowania łukowego w komorze próŜniowej 
urządzenia rozpylającego  korzystnie przez czas równy 20 
ms, a po jego upływie zwiększa się prąd rzeczywisty do Ŝądanej 
wartości w znany sposób za pomocą układu regulacji prądu zasi­
lacza (2). 
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(54) Sposób sterowania wyrzutni magnetronowej 
urządzenia rozpylającego 

(57) Sposób znajduje zastosowanie przy nanoszeniu powłok 
metalicznych i niemetalicznych na róŜnego rodzaju podłoŜach 
metodą rozpylania jonowego w  urządzeniach 
rozpylających, które zasila się z tyrystorowego zasilacza niskiego 
napięcia o charakterze źródła prądu. Sposób polegający na od-

 komory próŜniowej urządzenia rozpylającego (1), 
napełnieniu jej gazem roboczym i ustaleniu jego ciśnienia, a na­
stępnie zainicjowaniu wyładowania jarzeniowego poprzez 
załączenie napięcia pomiędzy anodę i katodę wyrzutni magnetro­
nowej urządzenia rozpylającego (1) oraz pomiarze prądu wyj­
ściowego zasilacza (2) charakteryzuje się tym, Ŝe na podstawie 
sygnału będącego róŜnicą sygnału prądu wyjściowego zasilacza 

(2) mierzonego za pomocą układu pomiarowego (3) i sygnału 

prądu Ŝądanego generowanego za pomocą nastawnika (4) wy­

pracowuje się za pomocą układu zadawania prądu (5), liniowo 

narastający sygnał zadawania dla regulatora prądu (6), za po­

mocą którego reguluje się kąt wyprzedzenia zapłonu tyrystorów 

zasilacza (2) tak, Ŝe prąd wyładowania jarzeniowego dla danego 

procesu rozpylania narasta liniowo od zera do Ŝądanej wartości z 

szybkością korzystnie zawartą w granicy od  do 0,25

a po osiągnięciu Ŝądanej wartości prądu dla danego procesu, 

utrzymuje się tę wartość przez dalszą część procesu w znany 

sposób za pomocą układu regulacji prądu zasilacza (2). 

(1 zastrzeżenie) 
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(54) Sposób sterowania magnetronu 

(57) Sposób znajduje zastosowanie w technologii nanosze­

nia cienkich warstw materiału na róŜnorodne podłoŜa metodą ka­

todowego rozpylania i polega na zasilaniu magnetronu (1) z 

zasilacza (2) o charakterze źródła prądu, utrzymywaniu stałej wa­

rtości prądu zasilającego magnetronu (1) za pomocą układu re­

gulacji prądu (URP), stanowiącego integralną część zasilacza (2) 

na podstawie sygnału będącego róŜnicą sygnału prądu

lającego magnetronu (1) i sygnału prądu zadanego oraz kontroli 

ciśnienia  gazu roboczego. Sposób charakteryzuje się tym, Ŝe 

dodatkowo mierzy się ciśnienie  gazu roboczego w komorze 

magnetronu (1) i porównuje z ustaloną wartością zadaną  za 

pomocą układu (5) komparatora ciśnienia z histerezą a gdy war­

tość ciśnienia  gazu roboczego przekroczy wartość zadaną 

 o więcej niŜ  wówczas za pomocą sygnału

nia ciśnienia uzyskanego z układu komparatora (5) wymusza się 

zmniejszenie prądu zasilającego magnetron (1) do zera, a po 

osiągnięciu przez prąd zasilający wartości równej zero utrzymuje 

jego wartość na tym poziomie za pomocą układu regulacji prądu 

(URP) i równocześnie koryguje się, za pomocą znanego układu 

regulacji ciśnienia (4), ciśnienie  do wartości zadanej  po 

czym za pomocą sygnału uzyskanego z komparatora (5) zwię­

ksza się prąd zasilający magnetron (1) z określoną dla danego 

procesu szybkością od wartości zadanej, którą utrzymuje się w 

znany sposób za pomocą układu regulacji prądu (URP) zasilacza 

(2) do momentu wystąpienia ponownej zmiany ciśnienia  w 

komorze magnetronu (1). 

(1 zastrzeżenie) 


